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摘 要

我們成長出鈣鈦礦氧化物之超晶格，其中包含著鐵磁性質的La0.7Ba0.3MnO3(LBMO)以及反鐵磁性

的Nd0.2Sr0.8MnO3(NSMO)，樣品在X光θ - 2θ繞射圖下顯示出薄膜成功沿著[110] 方向垂直成長，在[220]峰值附近產生

明顯的衛星峰圖形，這顯示出一個超晶格結構。實驗中藉由一系列固定NSMO薄膜厚度並變換LBMO薄膜厚度之超晶格樣

品，量測其磁性傳輸性質與特性。 我們發現最大電阻溫度TP伴隨著LBMO薄膜厚度減少而降低，並對應居禮溫度的降低

。磁阻方面則顯示負值並，在TP附近有最大值。在磁滯曲線量測方面，藉由減少LBMO厚度可以看到磁化容易軸漸漸轉向

垂直薄膜方向，所有結果我們在文中討論。

關鍵詞 : 鈣鈦礦、超晶格
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